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Abstract (en)
[origin: US4440418A] A ski base coating including an embossed push-off aid which consists of a plurality of steps having steep gradient push-off
flanks (1', 1", 3) in push-off direction and flat angle ramps in gliding direction. The upper side of the steps is formed of a continuous honeycomb
arrangement of equilateral or biaxially symmetric hexagonal fields (2', 2"). For improved push-off effect the fields (2', 2") are so arranged that one of
the hexagon sides (1', 1") each extends transversely of the push-off direction, that this hexagon side (1', 1") is designed as push-off edge, and that
the hexagon faces form the flat angle step ramps. (FIG.

Abstract (de)
Laufsohlenbelag fur Ski mit einer eingepragten AbstoBhilfe, die aus einer Vielzahl von Stufen mit in AbstoBrichtung steil abfallenden AbstofB3flanken
(1', 1", 3) und in Gleitrichtung flach verlaufenden Rampen. Die Oberseite der Stufen ist aus einer lickenlose wabenférmigen Anordnung
gleichseitiger oder zweiachsig symmetrischer hexagonaler Felder (2', 2") gebildet. Die Felder (2', 2") sind zur Erzielung einer verbesserten
AbstoBwirkung so angeordnet, daf3 eine der Sechseckseiten (1', 1") jeweils quer zur AbstoBrichtung liegt, daB3 diese Sechseckseite (1', 1") als
AbstoBkante ausgebildet ist, und daB die Sechseckflachen die flach ansteigenden Stufenrampen bilden.
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